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摘 要

本文是在分析、設計與製作成本低廉且適合量產之壓電微噴頭，此結構之設計相當簡易，主要結構為中空圓環形的壓電片

貼附於有噴嘴洞之電鑄薄片，壓電陶瓷極化方向為厚度方向，驅動時壓電片與電鑄噴嘴片之產生變形量差異，造成兩層結

構之彎曲，反覆振動拍打腔體中液體，使液滴噴出。以ANSYS有限元軟體分析靜態位移量及振動模態，估計噴嘴振動片之

面外位移之振形模態與及實際利用Polytec量測其實際振形，可得知結果為第三共振頻率下之振形速度最大，且水量最多，

並探討艙體內含水量之不同對共振頻率之影響，且分別製作單孔與陣列多孔之噴嘴片，單孔噴嘴可利用於導電金屬之線路

噴射，噴射線寬小於100 ，並且測試陣列多孔噴嘴其流量，可應用於給藥器式吸入裝置與電路晶片噴擊散熱系統。在製作

部份包括壓電致動器、電鑄振動噴嘴片、液體儲存艙、實驗雛形封裝，壓電陶瓷致動器之製作包括塊材及生胚兩種，振動

噴嘴片的材質為鎳以胺基磺酸鎳浴電鑄而成，液體儲存艙在實驗階段以壓克力加工而成，封裝之膠體為熱固性結構膠。

關鍵詞 : 壓電致動器、微噴頭、電鑄、面外位移、共振頻率
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